
(19) 한민 특허청(KR)
(12) 공개특허공보(A)

(51) Int. Cl.
5

B01J 31/32

(11) 공개    특1993-0012103

(43) 공개    1993년07월20

(21) 출원 특1992-0024785

(22) 출원 1992년12월19

(30) 선 주 9127060.3   1991년12월20   (GB)  

(71) 출원 니레  엔브

네 란드 , 3013 에 알 로 담, 나 455

(72) 로날드 헤

네 란드 , 2313 에스피 라 , '트 프스트라트 16에

(74) 서 석

심사청  : 

(54) 촉매, 조성물  얼룩  

약

하  식(Ⅰ)  가  착 합물  함 하는 촉매 

사  식에서, Mn는 Ⅱ,Ⅲ또는 Ⅳ산 상태  망간 , X는  또는 브 하는 , p는 1 내  
3  정수 고, Y는 로서 그  태는 양  정수, O또는  정수  착염물전하 z에 라 달라

, q는 z/[전하 Y] , L        거 상  간드 다.  

세서

[  칭]

촉매, 조성물  얼룩  

본 내  공개 건 므로 전문 내  수록하  않았

(57) 청  

청 항 1 

하  식 (Ⅰ)  착 합물  함 하는 촉매.

                                                         

상  식에서,  Mn는  Ⅱ,Ⅲ또는  Ⅳ산 상태  망간 ,  X는 

(여 서, R  수소, 또는 치 된 알킬 또는 아 ),  R'COO
-

(여 서 R'는 치 된 알킬  아
),   합물로  선택된 , p는 1내  3  정수 고, z는 착 합물  전하로  

양  정수, O또는  정수 , Y는 로서 그  태는 z에 라 달라 , q는 z/[전하 Y]
, L  상  식(B')  가  거 상  간드 , t는 2내  3  정수 고 s는 3내  4
 정수 고, u는 0또는 1 , R¹,R²  R³는 각각 적 로 수소, 또는 치 된 알킬 또는 아

, 단 여 서, P가 3 고 Mn  Ⅳ산 상태  망간  경  X는 각각 RO
-

가 아니다.

청 항 2 

       제1항에 어서, 간드 L에서 t가 2 고, s가 3 고, u가 1 고, R¹,R²  R³는 각각 적
로 수소 또는 틸  촉매.

청 항 3 
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       (i)2내  30 량%  시 합물  (ⅱ) 시 합물  성  촉매 하 에 한 양
로 존 하는 제1항에 정 된 촉매  함 하는 조성물.

청 항 4 

       제3항에 어서, 조성물  본 로 0.0005내  0.5 량%  망간함량에 해당하는 농 로 촉
매  함 하는 조성물.

청 항 5 

       제3항 또는 제4항에 어서, 0.5내  50 량%  성물  추가로 함 하는 조성물.

청 항 6 

       제3항 내  5항  어느 한 항에 어서, 5내  80 량%  세정보강제  추가로 함 하는 조
성물.

청 항 7 

       시 합물  하  식(I)  망간착 합물  서로 상 하여 상에 세정 과  제공
하 에 한 양 로 수성매체  얼룩 에 접촉시킴  포함하는 얼룩  .

      

       상  식에서,  Mn는  Ⅱ,Ⅲ또는  Ⅳ산 상태  망간 , X는 

(여 서, R  수소, 또는 치 된 알킬 또는 아 ), 
  합물로  선택된 , p는 1내  3  정수 고, z는 착 합물  전하로  양  정

수, O또는  정수 , Y는 로서 그  태는 z에 라 달라 , q는 z/[전하 Y] , L  
상  식(B')  가  거 상  간드 , t는 2내  3  정수 고 s는 3내  4  정수

고, u는 0또는 1 , R¹,R²  R³는 각각 적 로 수소, 또는 치 된 알킬 또는 아 , 

단 여 서, P가 3 고 Mn  Ⅳ산 상태  망간  경  X는 각각 RO
-

가 아니다.

※ 참고사항 : 최초출원 내 에 하여 공개하는 것 .
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